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Compostos fendlicos estdo presentes em varios tipos de efluentes industriais, tais
como na industria petroquimica, farmacéutica, tintas, papel/celulose entre outros
segmentos, sendo considerado um poluente prioritario de alta toxicidade, mesmo em
baixas concentracdes (VILLEGAS et al. 2016). Diante do amplo emprego de fendis e
derivados, estudos relacionados ao tratamento de aguas contaminadas recebem grande
atencdo, destacando-se sistemas que empregam sedimentacdo por coagulacao,
adsorcdo, biorremediacdo e fotocatalise. Entretanto, h4 limitacdes associadas a cada
método, como por exemplo, altos custos operacionais, formacao de grandes quantidades
de lodos e rejeitos, além da baixa eficiéncia de remocdo para grandes volumes e
concentragfes (CRINI, 2006). Neste contexto, os hidroxidos duplos lamelares (HDL),
também conhecidos como argilas aniénicas lamelares, aparecem como uma alternativa
interessante para a remocao de contaminantes em aguas. Os HDL exibem alta
capacidade de incorporar espécies na regido interlamelar, sdo obtidos por rotas quimicas
triviais de baixo custo, e em muitos casos sao regenerados facilmente por calcinacao e/ou
troca ionica (WANG e O'HARE, 2012). O presente trabalho teve como objetivo a
preparacao de HDL derivados de Mg/Al (2:1) e Zn/Al (2:1) e a investiga¢ao da remocéao do
acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS) em solu¢cdo aquosa mediante a utilizagdo de processos
combinados de adsorcédo, por HDL e, degradagéo por peréxido de hidrogénio. Os HDL-
Mg/Al e HDL-Zn/Al foram sintetizados através do método de coprecipitacdo (KHAN et al.
2009) e as cinéticas de remocgédo do fenol acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS) foram

realizadas em diferentes temperaturas a partir de solugdes aquosas de DNS (25 a 50
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mg/L), na presenca de peroxido de hidrogénio (3,5 a 35% v/v) e HDL calcinados a 500 °C

por 4h (10 e 20 mg por ensaio). As remocdes foram realizadas em triplicata, monitorando
a evolucado da banda na regido de 360 nm caracteristica do DNS por espectroscopia
eletrbnica na regido do UV-vis. Os ensaios demonstraram que na auséncia de peroxido
de hidrogénio, os HDL-Mg/Al e HDL-Zn/Al atuam de maneira analoga, eliminando apos
24h de reacao aproximadamente 20% do fenol em solugéo, sugerindo a adsor¢géo de DNS
aos HDL devido a coloracdo amarela dos sélidos ao final das cinéticas. Na presenca de
peréxido de hidrogénio e HDL-Zn/Al, a eliminacdo do DNS foi acentuada, alcancando o
equilibrio em menos de 4h, com remocdes superiores a 95%. Os resultados demonstram
grande potencial para a utilizagdo de HDL/peréxido de hidrogénio na remocéo de fendis e

outros contaminantes emergentes em solugéo aquosa.
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